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RESUMO

O Polo de Informatica de llhéus surgiu em 1995 daotmito de incentivar a interiorizacao
industrial, por meio da instalacdo de industriasndiermatica, eletrénicos e telecomunicagdes. As
rapidas mudancas tecnologicas inerentes ao set@ntoa definicdo de temas de P&D um fator
critico para a estratégia de aumento da compeliild e sobrevivéncia no mercado globalizado.
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho/@stigar a utilizacdo da prospeccao tecnoldgica
como ferramenta de apoio ao processo de definiederdas de P&D no setor de informética, por
meio de um estudo de prospeccao de um insumo @epoolde producdo comum as empresas do
setor, envolvendo uma classe de microprocessadiesada a entrada e saida de dados. Os
resultados do estudo de prospeccdo mostram um alorescente de depdsitos de patentes entre
1995 a 2012, sendo a China o pais com maior rapisgseédade e a Immersion Corp como a maior
depositante.

Palavras chave: Prospeccao Tecnologica. Polo demitica de Ilhéus. Microprocessador. P&D.
Cooperacao Universidade-Empresa.

ABSTRACT

The Informatics Cluster of Ilhéus was created i85.%ith the aim of encouraging internalization
of the industrial activity, through the installati@f computer, electronics and telecommunications
industries. The rapid technological changes inhet@rhe sector make the definition of strategic
R&D topics a critical factor to enhance competitiges and consequent survival in the globalized
market. In this sense, the objective of this stisdp investigate the use of technological foraogst
as a supporting tool for the definition of topiasr fR&D in the informatics sector, through
technology foresight of a common technological piaithbn input to the companies at the local
Informatics Cluster, involving a class of micropessors intended for data input and output. The
results of the technological foresight study shawrereasing number of patent deposits from 1995
to 2012, with China being the country with the Esgrepresentation and Immersion Corp. the
largest depositor.

Keywords: Technology Foresight. Informatics Clustévicroprocessor. R&D. University-
Enterprise Cooperation.

Area tecnoldgica: Prospeccéo tecnoldgica.
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INTRODUCAO

O surgimento do Polo de Informética de Ilhéus (B$fa atrelado ao decreto 4.316, de 19 de junho
de 1995 do Governo da Bahia, que teve como inind@entivar a interiorizacao industrial, iniciada
com o PROBAHIA, por meio da instalagdo de industride informatica, eletrbnicos e
telecomunicacdes. Além de incentivos estaduaismgsesas instaladas também receberam aportes
de recursos federais do Ministério de Ciéncia e ndlgia e da Superintendéncia do
Desenvolvimento do Nordeste. Outro fator a serageslo € a isencao fiscal, ferramenta estratégica
de atragcdo para um Polo no Nordeste e no inteddeésiado - o0 municipio de Ilhéus ndo contava
com a infraestrutura e logistica necessaria pareidnamento ideal das empresas.

O PII apresentou faturamento de aproximadamenteih@es de reais em 2013, gerando mais de

mil empregos diretos e contribuindo mensalmente cerca de 2 milhdes de reais em arrecadacdes
fiscais para o municipio. A sua producdo concesdgrara montagem de computadores, seguida da
producdo de equipamentos periféricos e equipameerttesdecomunicacdes.

Em pesquisa realizada por SANTOS (2005), verifiseugue a competitividade das empresas foi
muito afetada por dificuldades operacionais basiwamo contratacdo de mao de obra qualificada,
especialmente para as primeiras empresas instatada® incentivo legal de criacdo do Polo. As
entrantes subsequentes, a partir do ano de 208€arpm a dispor de mao de obra mais capacitada
para as demandas empresariais, no entanto, atédtajguestdo ndo foi equacionada. Além disso,
pode-se acrescentar a dificuldade em produzir coatidpade, dada a fragilidade da infraestrutura,
falhas de logistica, qualidade dos insumos e a@ssercados. Cabe ressaltar que a maior parte de
insumos, pecas e componentes sdo negociados moexigncipalmente nos Estados Unidos e em
Taiwan. Até cerca de 90% de todo o material nedesadproducdo € importado, o que eleva os
custos de transacdo, dada a elevada distanci@gisiida de fornecimento, ficando a producao a
mercé e dependente dos fornecedores.

SANTOS (2005) descreve que o PIlI tem forte deperidéde transferéncia tecnologica, o que

explica a baixa introdugcédo de produtos para o ndercaternacional (o que ainda perdura). A

adocado da inovacao de processos tecnologicos mpavasas empresas foi realizada por 41,2% das
microempresas, 90% das pequenas empresas e 50%hédizss empresas. As inovacdes mais
comuns no Polo envolvem a criagcdo de novas forreagcdndicionamento dos produtos, pois as
empresas lidam com produtos frageis e de alto valibério.

A inovacdo tecnolégica é aspecto de suma impodapera a sobrevivéncia das empresas
contemporaneas (FREEMAN, 1997; NELSON e WINTER, 298IDD, BESSANT; PAVITT,
2005). No entanto, constata-se que o Sistema Naaleninovacao (SNI) brasileiro ainda apresenta
sérias fragilidades (LUNDVALL, 1992). Entre as lmras impostas a inovagao tecnologica no
pais, destacam-se: i) a baixa presenca ou pas#éviies empresas privadas na geracao ou busca de
inovacdes tecnoldgicas; ii) o distanciamento aiexiatente, no que tange as atividades de P&D,
entre a universidade e as organizacoes produevia$;a falta de uma acado mais firme do governo
como indutor do desenvolvimento de capacitacOamlégicas que permitam ao Brasil superar o
atraso e posicionar-se como nacao desenvolvidaT@RTRUZ, 2005; MATIAS-PEREIRA e
KRUGLIANSKAS, 2005; SBRAGIA; STAL, 2004).

Como forma de incentivo aos investimentos em Psaqelidesenvolvimento (P&D) por empresas
de tecnologias da informacao e comunicacao (TkGsgriada a Lei de Informéatica (Leis 8.248/91,
10.176/01 e 11.077/04), lei federal que concedenitincos fiscais para empresas do setor de TICs,
gue invistam em atividades de P&D em tecnologiasfitamacado e produza bens de informatica,
automacao e telecomunicacdes, atendendo ao ProPesduotivo Basico — PPB, definido pelo
MDIC e MCT (art. 1° do Decr. n° 5.906/06).
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Dentre os beneficios desta lei, encontram-se:emcé® ou reducao do IPI para bens de TI, na
importacdo e compra local de matérias-primas, posdimtermediarios e materiais de embalagem;

b) preferéncia na aquisicdo de bens e servicosfderatica, automacao por 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica Federal, direta ou indireentre outros.

As empresas beneficiadas pela lei possuem obrigatéie como: investir em P&D de projetos
internos e externos a empresa, estes através déntos com Universidades e Centros de Pesquisa
credenciados pelo MCT; investir em Programas Réigos em Informatica (PPIs); dentre outras.

No aspecto da inovacao, este setor € caracterpradorodutos de ciclo de vida curtos, permitindo
gue a mudanca tecnoldgica seja uma das mais impestéorcas que afetam a competitividade das
organizacgfes. Neste sentido, a reflexdo estratégienpresas deve acompanhar este dinamismo e,
dessa maneira, 0 cenario da tecnologia, tracadm gelspeccdo tecnoldgica, traz informacdes
valiosas para esta reflexdao. Além disso, auxilidbuca por tecnologias melhores as ja existentes e
evita a pesquisa duplicada — ja quesaftware possibilita a varredura rapida das patentes
depositadas. A mudanca tecnologica € uma das mmaporiantes forcas que afetam a
competitividade das organizacdes e a integracdeatmlogias e estratégia deve ser um processo
dindmico, que leve em consideracdo a dinamicado de vida das tecnologias utilizadas. Dessa
forma, a realizacdo de prospeccao tecnoldgica éimportante elemento de integracdo da
tecnologia a reflexao estratégica (BURGELMAN; CHRENSEN; WHEELWRIGHT, 2004).

Burgelman, Christensen e Wheelwright (2004) ainiflanam que “a empresa deve desenvolver
visdo de futuro prospectiva para sua cadeia de eadiambém, de forma mais ampla, para a cadeia
de valor dos fornecedores e clientes”. A capacidade competéncia na prospeccao, tanto do
mercado como das tendéncias tecnoldgicas, torndateges criticos de sucesso (PORTER, 1990;
LEITE, 2005).

Nesse contexto, avalia-se como a prospeccao tagoalpor analise de patentes pode ser utilizada
como ferramenta estratégica na definicdo de teema®ldgicos de P&D pelas empresas do Polo de
Informatica de llhéus que se beneficiam da Lei mferindtica - total de 12 empresas (40% do
total). Procura-se com este trabalho também demaorssimportancia de essas empresas disporem
de um processo de definicdo de temas de P&D métimorulado, a partir do levantamento de
tendéncias tecnoldgicas baseadas na prospeccéeiadsubjacente € que o exercicio associado de
tal atividade (a Universidade, através do seu MNicle Inovagcdo Tecnolégica — NIT - e as
empresas) poderia facilitar a cooperagéo continpada promover uma visdo compartilhada sobre
0s avancos tecnoldgicos futuros esperados, imgertpara assegurar a competitividade e
sobrevivéncia empresarial em qualquer setor.

METODOLOGIA

Este estudo possui carater quantitativo, com andles graficos estatisticos, e qualitativo, pois
compara as analises diretas dos graficos com imigies e dados ndo quantitativos. E do tipo
exploratoria, tendo como objetivo investigar a izditdo da prospeccao tecnologica como
ferramenta de apoio ao processo de definicdo dastelm P&D no setor de informatica, por meio de
um estudo de prospeccdo para levantamento do ceafral de um insumo tecnolégico de
producdo comum as empresas do Polo de Informadcdhdus e de elementar participacdo na
cadeia de valor de seus produtos acabados: ospracessadores.

O estudo envolveu a realizacao de revisao datlitergpara a construg¢do do referencial tedrico e de
prospeccao tecnoldgica do tipo analise de pate@esftware Patent INSIGHT Pro foi utilizado
como ferramenta para o levantamento das patenéesoradas ao tema em questao.

Na prospeccéao realizada comsaitware Patent INSIGHT Pro, foi escolhida a base de pasent
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Espacenet®, por ser uma base mundial e de livresac®ara levantamento dos documentos de
patentes relacionados aos microprocessadores, rasosteutilizados para filtragem foram
“microprocessor device” e “computer”, associados a classe internacional de patenteFGO
(classificacdo de patentes relacionada a dispositde transferéncia e processamento de dados
capaz de ser manipulado por computador). O pededmsca escolhido foi de 1995 a 2013.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Foi encontrado um total de 470 patentes na basadizs Espacenet®, no periodo de 1995 a 2013.
A Figura 1 apresenta a evolucao no numero de depifsipatentes por ano neste periodo.

Figura 1 - Namero de patentes depositadas por ano
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Fonte: Autoria propria, 2015.

A Figura 1 mostra a evolugcdo do numero de depd@stpatentes no eixo vertical (ordenada) ao
longo dos anos, no periodo compreendido entre @s @ 1995 a 2013, disposto no eixo horizontal
(abcissa). Nota-se um padrdo de crescimento acdmela ciclos, com alguns picos atipicos, nos
anos de 2003 e 2008, apos o qual houve queda bmastdmero de publicacdes. Esta diminuicdo
de depositos em 2009 esta provavelmente relacioc@uiaa crise financeira global, seguida por
novo periodo de aumento, entre 2010 e 2012.

O ano de 2013 nao deve ser interpretado ainda cesuttado de baixos investimentos em P&D,
com base no numero de patentes depositadas naobseayando que o numero reduzido deve ser
explicado pelo periodo de sigilo, que dura normabmé&8 meses.

A Figura 2 apresenta o numero de patentes dosspadse mais de cinco patentes depositadas, no
gual a abcissa é representado pelos paises ermdade nimero de patentes depositadas. A China,
Estados Unidos e Japdo sdo os paises de maiorseefatividade no tema prospectado,
correspondendo a 70,42% do total de patentes eadast
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Figura 2 - Numero de patentes depositadas por pais
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Fonte: Autoria propria, 2015.

O gréfico da Figura 3 ilustra a tendéncia de depd patentes (cumulativa) de paises, a abcissa
representando 0s anos, e a ordenada o numero efggsatiepositadas. Nota-se um crescimento
expressivo no numero de patentes depositadas péla @ partir de 1999, demonstrando que este
pais tem investido fortemente em P&D nas tecnotoggkacionadas a microprocessadores na ultima

década possuindo um alto potencial para liderarsesor tecnolégico.

Figura 3 - Tendéncia de depdsito de patentes (cumulatwgpaises
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Nos Estados Unidos, ha uma acentuada inclinac&arma de depdsito de patentes a partir de 1995,
representando um crescimento significativo em dapdg patentes, qgue se mantém em ascensao
até o atual periodo. Segundo a Figura 3, a curv@mi#ncia neste pais indica que o namero de
publicacdes continua crescendo nos préximos angereiando um intensivo investimento em
microprocessadores.

O Japéao, na Figura 3, apresenta um crescimentoilezstdo de pedidos, no periodo entre 1995 e
2000 — com numero acumulado de depésitos de 3Intpate em seguida, apresenta uma
participagdo menos expressiva, com deposito aditida apenas 20 patentes entre 2000 e 2010,
sendo este o ultimo ano de depdsito identificado leeantamento. A Coréia do Sul tem um forte
crescimento inicial, alcancando os niveis da Frang¢eino Unido, que apresentam uma curva
cumulativa menor que os demais paises, sem muyitasentatividade no niumero de depodsito de
patentes entre 1996 e 2013. Apos 2008 também,&a(teixa de apresentar novos pedidos.

A Figura 4, a seguir, representa o numero de difesedepositantes de patente por ano (ultimos
cinco anos).

Figura 4 - Numero de diferentes depositantes de patentarmo(Ultimos cinco anos)
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Fonte: Autoria propria, 2015.

A Figura 4 permite identificar o nimero de difeemntdepositantes de patentes — empresas,
institutos ou centros de pesquisa, entre outras lereggo dos Ultimos cinco anos. Pode-se observar
gue entre os anos de 2009 a 2011 houve um credoirensideravel, chegando a um total de 27
diferentes depositantes/ano, quase dobrando nodperiral fato permite inferir que, apesar de
haver uma concentracdo cada vez maior em termpaides, houve um aumento significativo no
interesse em P&D relacionado a esta tecnologiai@rentes empresas. Ja no ano de 2013 houve
uma queda significativa em relacdo aos outros amsdo a possivel baixa em atividades com
P&D relacionadas a tecnologia em questado, outor &ab periodo de sigilo (em torno de 18 meses)
no qual as patentes estéao sujeitas logo apés pésitie

Uma relacdo de grande importancia na prospeccéé gpelo niumero de patentes por depositante.
Estes dados permitem identificar quais as prinsipaipresas e/ou institutos de pesquisa atuantes,
0S que possuem maioknow-how e 0s que mais investiram em P&D relacionado a
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microprocessadores. A Figura 5 mostra a relacdoddpssitantes com mais de cinco patentes
depositadas.

Figura 5 - Numero de patentes por depositante
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Fonte: Espacenet®.

Verifica-se na figura 5 que a empresa ImmersiompQation destaca-se com mais de 40 patentes
depositadas, demonstrando maior representatividad®&D envolvendo microprocessadores. Os
demais depositantes apresentaram atuacao mais ,.aenénesb a 9 depoésitos de patentes realizados.
Pode-se presumir que houve nas demais empresastinmeetos em P&D inferiores ou menos
eficientes, em comparacdo com a Immersion Corporatiu que estas tém usado menos o sistema
patentario e mais o sigilo.

A Figura 6 possibilita avaliar a atuagcéo dos deposes ao longo dos anos, tendo como ordenada a
guantidade de pedidos de patentes acumulados ssalacievolucdo ao longo dos anos, periodo de
1995 a 2013 Analisando o gréafico e comparando-o eoRigura 5, verifica-se que a empresa
Immersion Corporation, além de ser o depositants mgoressivo em numeros, mostra-se que
ainda esteve em atividade crescente nos Ultimos, alestacando-se com seu primeiro depdosito de
patente em 1996, evoluindo significativamente agdodos ultimos anos, entre 1997 e 2011.

Logo em seguida, encontra-se a Toshiba SolutiompdZation, com uma discreta evolugédo no
numero de patentes depositadas entre 1995 e 20014 eestagnacéo entre 2007 e 2013. A Netac
Technology Co Ltda., a International Business éhangg Guoshu demonstraram maior nimero de
depositos de patentes entre 2008 e 2013, ou sgjésitos mais recentes. E importante ressaltar que
entre 2012 e 2013 pode haver patentes que naocestéabilizadas no grafico, devido o periodo de
sigilo que dura normalmente 18 meses, apos 0 deposi
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Figura 6 - Tendéncia de pesquisa dos 10 depositantes RHBSSIVOS.
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Fonte: Autoria propria, 2015.

O Quadro 1 apresenta maiores detalhes dos depdsitpatentes realizados pelos 10 depositantes
mais expressivos segundo o levantamento feito.

A terceira coluna Filling year range - mostra que 7 dos 10 depositantes realizaramsitepde
patentes entre 2007 e 2010, sendo este 0 ano et&iste de depdsito, representado pela Netac
Technology Co. Ltd. Pode ser visto também que oxipais paises selecionados para depdsitos
séo, respectivamente, Estados Unidos (44 patedagsdp (26 patentes), banébrld Intellectual
Property Office (WIPO) (14 patentes), seguindo de China (11 pasgn€anada (9 patentes), Unido
Européia (8 patentes) e Gra-Bretanha (1 patente).

A andlise da classificacdo - IPC - das patenteesitglas é de suma importancia para se analisar a
tendéncia de pesquisa por estas empresas que diet@aor nimero de patentes. Dentro do grupo
GO6F3, filtro da prospeccado tecnoldgica feita décroprocessadores', foram selecionadas os
subgrupos com mais de 10 de patentes depositadadipaussao. Portanto, pelo Quadro 1, podem-
se verificar quais as areas mais especificas qperaspais depositantes investiram ao longo dos
altimos 20 anos.
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Quadro 1 - Detalhe dos depdsitos de patentes realizados pghcipais depositantes.

= ] = 38 = =
= 3 i E B 5 B g a_=| &
552 _ | o |92| £ |-33 2 |28|3%3| 2 E
== 2| o |Z2| & G20 2 S22 (5= B I
=md = < |oe| 3 FoF = G |mz=ik = i
M o & S m=| = o] s aBla=0 a &
o L = [ = = (—_)< =] & o = =]
? = 8 2 |3 3
oo 2 2§ % g ¥ 5 B 7 3
[ R N I [ N o ma == o )
Sk oo oo S m =o Skl Sk @@ =g} .
S8 58 28| 88 8 28 2% 5% 88 58 F=3
APl Hel =6 =@ SR @ & & 283
=N
n n = = — — o ra w iy us
=] - =] =] =] - — - - ] EP
- ra = = - - - = -1 - Wo
- B = ) = - @ o = = JP _
B
el o]e|laleale - e | e = DE 59
TG
oh o
= = = = = = = = =] =] FR %_ 'a
B
- w o =] =] - =] - =] =] CN -
=] =] =] =] =] =] =] =] =] =] Al
= — =] =] = = = = = = GB
=] — =] =] =] =] =] =] S S CA
o o @ @ ~ ~ w w = =4 GOGF
X = = = @ = — - ra [~ GOGF3/00
— =) . =) =) =) =) - = v GOGF3033
=] [ =] -~ @ @ @ o =] = GOBF306
- = ra = = = = - - = GOBF3I02
=] =] =] =] =] =] =] = =] = GOGF3I01
r =] =] =] ~ =] =] =] =] = GOGF13100
- = = = = = = =] =] = GOGF31023
=] =] - =] =] =] =] = =] K,‘ GOGF 3038
=] =] =] - =] =] =] ] =] =] GOGFaN2
- - = = = = = - =] = GOBF3N4
= — = — = o — = = = GOGF3I08
=] =] =] =] - =] - - =] =] GOGF12100
=] =] =] =] =] w =] =] =] = GOGF9I445
=
s|le|la|la|=|a o s | = = GOBFO03/00 g
=
~|le|lea|la]|ea|e o = o o GOGF13/38 =
5
5
- =] =] =] @ =] =] =] =] = GOBFO1300
= = = = = = = =] =] = GOBF1NG
= = = = = = = = =] = GOGF1312
=] =] =] =] =] =] =] =] ra ~ GOBFO031033
= = = = = = = =] =] = GOBF3I03
- = = = = = = = =] = GOGF31041
=] =] =] =] =] =] =] = =] =] GOGFING
= = = = = = = =] =] = GOBF1/00
= =] =] =] = = = = = ra GOBF1/26
= = = = = = = =] =] = GOGF31045
=] =] =] =] =] =] =] =] =] = GOGF13128
- - = = = ra = =] =] = GOGF13140
= = = = = = = =] — = GOGF15/00
=] =] =] =] =] =] =] - =] = GOGF11/14

Fonte: Autoria propria, 2015.
257



Lorena Caires MOREIRA et al. A prospeccao tecnalégio auxilio ao processo de definicdo de tema?&d2 para
empresas do setor de informatica

CONCLUSAO

Os resultados do estudo de prospeccao levantareenésio de desenvolvimento tecnoldgico dos
microprocessadores, no qual foi identificado que:

e A evolucdo do numero de depdésitos de patentegdscente entre 1995 a 2012, sendo que
de 2003 a 2008 foi 0 apice do crescimento;

e A China foi o pais com maior representatividaden cototal de 140 patentes, representando
29,79% do depdsito total,

e Houve diferentes tipos de depositantes ao longouttoeos cinco anos, sendo que entre
2011 a 2012 houve um pico consideravel com o td&l27 diferentes depositantes,
totalizando aproximadamente o dobro dos anos ame=j tal fato permite inferir que houve
grande interesse em P&D relacionado a esta aredifpogntes empresas;

e Nota-se a curva de tendéncia da China a partif@8 tom o crescimento significativo de
depdsitos de patentes. Sendo assim, a China passualto potencial para continuar
desenvolvendo pesquisa neste setor tecnolégicoadck e o Reino Unido apresentam uma
curva cumulativa menor que os demais paises, cixo deposito de patentes durante os
anos de 1996 a 2013.

e Foi possivel identificar as empresas mais exprassam P&D do material prospectado,
dentre as quais a Immersion Corp destacou-se casndma@d0 depdsitos de patentes;

e A andlise de tendéncia de pesquisa pelos dep@staermitiu visualizar que a Immersion
Corp é detentora do maior nimero de patentes daegasi bem como apresentou o0 maior
crescimento ao longo dos anos, demonstrando sep@sitinte com maior tendéncia de
futuro interesse em P&D no material prospectadod@&mais empresas apresentaram um
crescimento atenuado no seu numero de patentes@m dos anos;

e A analise mais detalhada das empresas pode serWiagk e orientacdo para empresas do
Polo de Informatica de Ilhéus para iniciarem maodnwestigacdes para definicdo de temas
de P&D que tem sido foco dos investimentos porepdos depositantes mais expressivos.

O atual cenario do Polo de Informatica de llhéusstnaoelevada dependéncia por tecnologias
externas, o que fragiliza o adensamento e a sastentlo aglomerado de empresas, bem como a
relacdo entre as empresas do Polo e as estrurigesacao e transferéncia de conhecimento local,
dificultando a transmisséao vertical e horizontaltelanologia dentro das empresas, 0 que as leva a
conformacao de meras replicadoras. A combinacaa d@esformacao interna com a realidade da
regido onde esta instalado o Polo, sem uma cuttarpesquisa de ponta no seu segmento de
atuacao, possibilita um circulo vicioso, ja queeaspresarios vao buscar tecnologias e inovacdes
em laboratérios localizados em regibes mais ded@das, ou ja recebem das matrizes as
mudancas a serem empregadas na producdo. No emtgrexiso corrigir essas falhas e estruturar
articulacdes entre o setor privado, publico, ingtdes de pesquisas e legislacdo para que seja
possivel o fomento e a consolidacdo de um setalugix® baseado em P&D mais autbnomo na
regido do PIl, mesmo que esta articulacdo se dstabaicialmente através de atividades outras
gue ndo as de desenvolvimento tecnolégico, mapoio a escolha de tecnologias e nas analises de
tendéncias.

E valido ressaltar que néo foi possivel identifidar que forma as empresas do Polo e demais
empresas de eletroeletronico de Ilhéus, benefisiguEla Lei de Informatica, realizam seus
investimentos em P&D, tanto interno quanto exterram Contudo, pretende-se com este artigo,
buscar uma aproximacdo com as empresas do Poéssa tbrma, fazer com que os investimentos
obrigatdrios em P&D sejam realizados nos institetoesntros de pesquisa da regiao.
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PERSPECTIVAS

Diante das analises e conclusdes feitas por es¢® a& levando-se em consideracdo a pesquisa
realizada no setor de informatica, espera-se, cst@ wabalho, uma maior disseminacdo do
conceito de prospeccao tecnologica e, principaleyeta sua aplicabilidade no processo de tomada
de deciséao relacionado a investimentos em P&D.,istgeo ou externo, as empresas.

E importante aprofundar as andlises acerca do team,o intuito de disseminar a prospecc¢ao

tecnolégica como ferramenta de busca de informacgsmsdo estas de suma importancia para
estratégias de manutencdo da competitividade ealpmcnovas oportunidades para as empresas
situadas no Polo de Informatica de llhéus.

Pretende-se ainda, utilizar este e outros estuelggabpeccdo tecnoldgica realizados no Nucleo de
Inovacédo Tecnoldgica da Universidade Estadual déaS@ruz (NIT-UESC), como justificativa
para a criacdo de um Nucleo de Prospeccdo Tecoalégm alunos de graduacdo da universidade.
E com isto, inserir este tipo de estudo como feerstan de apoio a tomada de decisdo para as
industrias da regiao.
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